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Zaréwka halogenowa

Przedmiotem wynalazku jest 2ar6wka halogenowa zwiaszcza samochodowa.

Zasadniczym elementem zaréwki jest szklana bafdka zatopiona préinioszczelnie, zaopatrzona w trzo-
nek, w ktorej jest zamocowany 2zarnik w postaci skretki. Wewnatrz baiki znajduje si¢ gaz napetniajacy o
okreslonym ciénieniu, ktdry stanowi mieszaning gazu oboje¢tnego z dodatkiem halogenu badf jego zwigzku.

Najczeécie) jako gaz napeiniajacy stosuje si¢ mieszaning kryptonu z bromkiem etylenu CH;Br; pod
ciénieniem | -~ 6atm. Ciénienic gazu napeiniajgcego w duzym stopniu wplywa na trwalod¢ 2aréwki. Wzrost
ci$nienia powoduje zmnicjszenie szybkodci parowania wolframu ze skr¢tki, co prowadzi do zwigkszenia
trwalodci zaréwki.

Drugim decydujgcym czynnikiem wplywajgcym na trwalosé 2aréwki jest jej stan termochemiczny.
Szczegblowe om6wienie tego zagadnienia zawiera publikacja lannopoulosa i Peblera w ,Journal of Applied
Physies* Volumen 42 No 2 (Il 1971) i Volumen 43 No 3 (V 1972).

Istotnym dla dzialania 2aréwek jest rozkiad temperatur wewnatrz bafki ze wzgledu na kinetyke i
termochemi¢ ukiadu. Rozkiad temperatur wewnatrz baiki jest Scifle powigzany z konstrukcjg 2aréwki, a
zwlaszcza polgczenia skrgtki z elementami wsporczymi. W znanej konstrukcji stosowanej przez firmg
NARVA jeden koniec skretki jest nasunigty na pret wsporczy. Czefé czynna skretki jest potaczona bezposred-
nio z cz¢écig bierng, nasuni¢ta na wspomniany pret wsporczy.

Opisana konstrukcja nie gwarantuje wymagane;j trwaloéci lamp. Rdé2nica temperatur pomi¢dzy czyn-
nym zwojem skretki a znacznie chlodniejszym wspornikiem powoduje zachwianie cyklu halogenowego w
tym obszarze w wyniku czego nast¢puje szybkie zmniejszenie przekroju drutu ostatniego a nawet szybkic
zmniejszenie przekroju drutu ostatniego a nawet przedostatniego zwoju czynnego skretki i jej przepalanie.

W konstrukcji wedtug wynalazku jeden koniec skretki jest nasunigty na pret wsporczy tak, 2e pofaczenie
czynnej czefei skretki z czgscig blemg nasunicty na pret stanowi odcinek drutu nawojowego lub skrgta o
skoku wi¢kszym niz skok czgfci czynnej skretki. Pierwszy zwéj czgéci czynnej skretki znajduje si¢ w takicj
odlegtosci od czola skretki, 2e gradient temperatury w funkcji najmniejszej odleglosci migdzy czcﬁcla czynnaa
pretem wsporczym jest mniejszy niz 1100 K/mm.

Konstrukcja wedlug wynalazku pozwala na znaczne zwigkszenie trwalosci 2aréwek, dzigki odsunigciu
preta wsporczego od pierwszego czynnego zwoju skretki, a tym samym podwyiszeniu temperatury pracy
wspomnianego zwoju, co przywraca rownowage cyklu halogenowego i nie wywotuje wczesniejszego przepa-
lania skretki.
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Wynalazek jest blizej wyjasnionv w przvkiadzie wykonania zaréwki halogenowej samochodowej H-4
i2V, 60/55 W1 na rysunku, kt6ry przedstawia polaczenie skr¢tki z prgtem wsporczym w widoku ogélnym.
Zgodnie z rysunkiem jeden koniec skrgtki 1 $wiatia drogowego jest nasunigty na pret wsporcezy 2. Czegsé
czynna 3 skrgtki 1 jest polgczona z cz¢icig bierng 4 skrgtki 1 poprzez zwéj § o skoku s, 2razy wigkszym niz
skok s, czeéci czynnej 3. Pierwszy zwoj czgsci czynnej 3skretki 1 znajduje si¢ w odleglosci d =2 mm od czola
preta 2, a gradient temperatury w funkcji wspomnianej odlegiosci jest < 1100 K/mm i wynosi 950 K/mm.

Zastrzezenie patentowe

Zar6éwka halogenowa z zarnikiem w postaci skrgtki, ktdrej zwoje tworzace cz¢$é czynng sa polaczone ze
zwojami cz¢sci biernej nasunigte) na pret wsporczy, znamienna tym, 2¢ potaczenie cz¢éci czynnej (3) skretki (1)
z cze$cig bierng (4) nasunigta na pret wsporczy (2) stanowi odcinek drutu nawojowego lub skretka (5) o skoku
wickszym ni2 skok cz¢éci czynnej (3) skrgtki (1), a pierwszy zwoj czeséci czynnej (3) skretki (1) znajduje si¢ w
takiej odleglosci (d) od czota preta wsporczego (2), ze gradient temperatury w funkcji najmniejszej odleglosci
miedzy czgécia czynng (3) a czolem prgta wsporczego (3) jest mniejszy niz 1100 K/mm.
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